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Restauracija prirodne ljepote
u jednom tretmanu

Initial LiSi Block: novi litij-disilikatni keramicki blok
za restauracije u jednom tretmanu

Initial LiSi Block je potpuno kristalizirani litij-disilikatni keramicki blok, koji pruza optimalna fizi¢cka svojstva bez
pecenja. Ovaj jedinstveni blok izraden je zasticenom GC HDM tehnologijom mikronizacije visoke gustoce (High
Density Micronization) za CAD/CAM sustave za postizanje visoke otpornosti na trosenje, glatkih rubova i estetskih
zavrénih rezultata. To ga ¢ini idealnim rjeSenjem za restauracije u jednom direktnom tretmanu, $to omogucuje
znadajnu ustedu vremena.
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Potrebno je samo glodanje, poliranje i postavljanje restauracije

Initial LiSi Block moze znacajno skratiti vrijeme rada: nije potrebno pecenje i glaziranje keramike, kao niti karakterizacija
i hladenje. Time se stedi do 40% vremena* potrebnog za izradu restauracije te se skraduje vrijeme provedeno u
ordinaciji i za doktora dentalne medicine i za pacijenta. Potrebno je samo glodanje, poliranje i postavljanje restauracije!

Poliranje i zavrsna obrada

Initial LiSi Block USTEDA 40% VREMENA

IPS e.max CAD
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1 Glodanje 2 Predpoliranje 3 Nanosenje putty materijala 4 Kristalizacija 5 Hladenje 6 Otklanjanje putty materijala 7 Cicenje 8 Zavr$na obrada

lzvor: GC istrazivanje i razvoj, Japan, podaci u arhivi
*U uvjetima testiranja sukladno uputama za uporabu.



Postojana estetika i glatki rubovi

Rubna stabilnost? Otpornost na troenje Otpornost na kiselinu®
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lzvor: GC istrazivanje i razvoj, Japan, podaci u arhivi  lzvor: GC istrazivanje i razvoj, Japan, podaci u arhivi  lzvor: GC istrazivanje i razvoj, Japan, podaci u arhivi

e Optimirana otpornost na trosenje i kiselinu pomaze ocuvati estetiku restauracija kroz duze vrijeme.
e Izvrsna rubna stabilnost za glatke rubove.

Precizniji rubovi

Bududi da je potpuno kristaliziran prije glodanja, na Initial LiSi bloku mogu se odmah direktno glodati glatki i

precizni rubovi. Alternativno se moze y bdrzati

nakon bojanja i tim zvrsna rubna preciznost.
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Izvor: GC istrazivanje i razvoj, Japan, podaci u arhivi . .
? J )y Japan, p Restauracija iz Initial LiSi bloka pod

direktnim i indirektnim svjetlom

Prirodna opalescencija

Initial LiSi blok raspoloziv je u verziji visoke translucencije (High
Translucency - HT) i ni translucencije (Low [‘dv:‘\ucum‘y LT) te
omogucuje pumdm opalescenciju na svakom svjetlu
Odaberite nacin zavrSne obrade

Vrhunski sjaj moze se posti¢i u nekoliko minuta samo poliranjem Ustupio: dr. Javier Tapia Guadix, Spanjolska
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LiSi Bloclz

Vodic za preparaciju
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Pune keramicke krunice
e Kut stijenke: 6~10° konus
® Preparacija zaobljene stepenice

Inleji / onleji
o Kut stijenke kaviteta: 6° uz duzinsku os
e Preparacija pravokutne stepenice

Preporuke za cementiranje

Za |Initial LiSi blok preporu¢a se adhezivno
cementiranje. | GC G-CEM ONE i G-CEM LinkForce
mogu se koristiti za bilo koju vrstu indikacije s

Initial LiSi Block.

Funkcija i estetika

«Vrlo sam zadovoljan prirodnom
opalescencijom i skladom boja kod
LiSi blokova visoke translucencije.»

Christian Hannker, dentalni tehnicar
majstor, Njemacka

Aol

«Svida mi se opalescencija LiSi
blokova koja omoguéuje postojanost
boje i savr$enu uskladenost.»

Dr. Christian Lampson,

Njemacka

Ustupio: Marco Muttone, dentalni tehnicar majstor, dr. Alessandro lorio, Italija



HDM tehnologija za CAD/CAM sustav
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S Initial LiSi Press, GC je 2016. godine predstavio HDM tehnologiju mikronizacije
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L . ) Savojna ¢vrstoca (MPa)
Za brza rjedenja u jednom tretmanu, GC je dalje razvio HDM tehnologiju

za CAD/CAM sustave optimiranjem veli¢ine kristala i ¢vrstoce staklene £00
matrice. Zahvaljujuéi toj novoj tehnologiji, istodobno se postize dobra 400
strojna obrada, rubna cjelovitost, sposobnost poliranja i otpornost na 300
troSenje. Rezultat su ¢vrsti blokovi laki za glodanje, koji omogucuju 200
jednaku ¢vrstodu sa ili bez pecenja.
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Initial LiSi Initial LiSi

Block Block
(poliran) (obojan i
glaziran)
Konvencionalna litij-disilikatna HDM tehnologija za CAD/CAM lzvor: GC istraZivanje i razvoj, Japan, podaci
keramika (IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block) u arhivi

Poboljsana ¢vrstoca staklene
matrice za visoku mehanicku évrstocu

Maniji kristali za lakse glodanje
visoku otpornost na trosenje

Ustupio prof. Matteo Basso, Italija

Skeniranje

Preparacija

Poliranje Kondicioniranje Cementiranje Zavrsni rezultat



Informacije za narucivanje

Visoka
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Sifra Boja
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1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.

Am J Dent. 33(6):291-295.

*IPS e.max CAD i CEREC Tessera nisu zastitini znaci tvrtke GC.

G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial™ |Q Lustre Pastes ONE i Initial™ Spectrum Stains su zastitini znaci tvrtke GC.
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